Abstrakt:

Tato diplomova préace se zabyva procesem elektronové litografie jako nastroje pouzitelného
k transportu kontaktnich a katalytickych vrstev do mikro-kanali v monolitickém planarnim
palivovém mikro-¢lanku. Experimentalni ¢ast zahrnuje optimalizaci depozice PMMA
rezistovych vrstev na 3D strukturovaném Si substratu. Spray-coating je proveden pomoci
alternativniho spray-coating systému. Optimalni rychlost ota¢ek, molekularni hmotnost a
koncentrace jsou vybrany béhem optimalizace. Parametry celého litografického procesu jsou
také modifikovany a tii po sobé nésledujici EBL procesy jsou provedeny. Prvni zajistuje
depozici zlatych kontaktii, druhy nanese Pt katalytickou vrstvu do katodového kanalu a tieti
pokryje anodovy kanal vrstvou CeO/CNy



